Posudek diplomové prace S. Stangl ,, Depozice tenkych vrstev systému As-S metodou spin-

coating®.

PredloZena diplomova prace je vénovéana aktudlni a daleZité problematice — studiu p¥ipravy
tenkych amorfnich vrstev alternativni metodou ke klasické termické depozici, a to depozici
z roztoku metodou spin-coating. Prdce ma klasickou strukturu a po formalni strance je
zpracovana velmi p&kn&. Rozsah prace, 85 stran, je pfiméfeny diplomové praci. Uvodem
konstatuji, Ze prace ma logickou konstrukei, je psana sympatickym jazykem, ackoliv sem tam
anglikanizmy, napf. deviace, né&kde boli. Prace ma pozoruhodny vécny rozsah a prakticky
cela problematika piipravy tenkych vrstev polinaje rozpousténim objemovych skel a konde
problémem starnuti roztoki je pec¢livé zkoumana. Autor také vénoval pozornost cilim prace
pfimefené charakterizaci pfipravenych vrstev. Prace se mi libi a niZe uvedené poznamky

nemaji charakter vytek, ale spie poznamek.

1. Trochu chybi Ctenafi literdrni reserSe o soudasné pfedstavé mechanizmu rozpousténi
chalkogenidovych skel v priméarnich aminech, viz str. 42. Také text na po&atku str. 42 mohl
byt trochu rozsdhlejsi. Na str. 42 také je asi piepis, aby 60% atomti siry v As3pS7 tvorilo

mustky S-S muselo by byt hodn& As-As vazeb co? je velice nepravdépodobné.

2. Ke str., 47 — zkusil autor ovéfit vysvétleni zvySené produkce As,O5, napf. michat v inertu?
Neni diivodem zvysené produkce As;O3 podobny divod jako na str. 42, tj. zrychleni reakce
michanim? Strhavéani vzduchu resp. vzdusné vlhkosti virem se mi jevi jako moznost spisSe
druhého Fadu. Nebo mé pro toto vysvétleni autor dal3i experimentalni podporu? U Ass3eS7o je

JiZ moZné michat?

3. Zajimal by mne nazor autora na moznost piipravy vrstev polévanim. Tato technologie se
pouziva pii vyrobé klasickych &ernobilych a barevnych filmt a papird. Technologie je
v podstat¢ dokonale zvladnuta, o relevantnim vyzkumu technologie polevu nemluvé. Také
nékteré tenké vrstvy polovodivych materidld pro aplikace ve fotovoltaice se pfipravuji

polevem/“macenim*.

4. Ke str. 50- soudim, Ze zanedbani odparu a do ,.kritické* rychlosti ztenovéni je dosti
drastickd aproximace. Odpar bude asi zaviset na velikosti povrchu, resp. na poméru

povrch/objem a zméné hustoty na povrchu a v podpovrchovych vrstvach.



5. Ke str. 51- tloustky byly uréeny jen opticky, a to ze spekter podobnych tém, kterd jsou
uvedena na obr. 4.6.2 a 4.6.3 ? Obavam se, Ze u takovych vrstev bude tloustka mala, zhruba
100- 300 nm a chyba v jejim urfeni bude asi zna¢na. Chybi ukéazka optické propustnosti

vrstvy tloustky cca 1pm, aby si ¢tenai mohl udglat lepsi predstavu o optické kvalité vrstev.

6. Ke str. 56- patrné druhym divodem tak nizkého indexu lomu bude niZ3i hustota a asi také

porosita vrstev.

Autor odvedl pozoruhodné mnoZstvi prace pii rozsahlém studiu struktury skel, vrstev i
roztokii metodou Ramanovy spektroskopie. Jedna se o pozoruhodné rozsahlou experimentalni
Cast s klasickou interpretaci vysledkil. Jen komentat — asi neni prilis piekvapiva fotooxidace
zejména u vrstev, kde jsou patrn& uzavieny péary rozpoustedla a kde patrné v disledku jejich
interakce s matrici mohou existovat dosti reaktivni defektni stavy. V kontextu s fotooxidaci
mozna neni piekvapivy nizky nebo témé&f Z4adny posun KAH. Obvykle pozorovany
fotoindukovany c&erveny posun KAH muZe byt kompenzovan fotooxidaci, kterd vede

k modrému posunu KAH.

Velky objem prace odvedl také autor pii studiu starnuti roztokl, vlivu starnuti roztok® na

strukturu ptipravenych vrstev i topografii povrchu pfipravenych a modifikovanych vrstev.

Prace je velmi komplexni, objem odvedené prace je pozoruhodny, diskuze resp.zhodnoceni

vysledkil velmi solidni a rozhodné se nejedna o rutinni diplomovou praci, spise naopak.

. Prace bez vyhrad splituje podminky pro kvalitni diplomovou praci a hodnotim ji:

vyborneé
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